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Sposéb chlodzenia blokéw szklanych, zwaszcza szkta optycznego

Przedmiotem wynalazku jest sposob chtodzenia blokdw szklanych, zwtaszcza szkta optycznego, umozli-
wiajacy otrzymanie szkta w blokach i minimalnej ilosci spekan i stabilnych wartosciach wspétczynnika zatama-
nia swiatla.

Znany do tej pory sposob chtodzenia blokéw szklanych, zwtaszcza szkta optycznego polega na wlaniu do.
formy porcji masy szklanej i na chtodzeniu jej na powietrzu az do zestalenia sig swobodnej powierzchni, tj. az do
uzyskania przez nia temperatur lezacych ponizej temperatury migknigcia, a nastgpnie  na zaizolowaniu tej po-
wierzchni warstwy materiatu izolacyjnego np. ziemi okrzemkowej.

Zasadnicza wadg tego znanego sposobu jest fakt, Ze w bloku skutkiem szybkiego chtodzenia'wystgpuje duzy
gradlent temperatur powodujacych pekanie tego bloku na drobne kawatki w trakcie procesv odprezania. Zja-
wisko to obniza wydajno$¢ proceséw wytwarzania szkiet, gdyz wszelkie odpryski i drobne kawalki szkta nie -
nadaja si¢ do dalszego przetwoérstwa oraz zmniejsza si¢ podzielnos¢ bloku. Jak wykazaty badania niekorzystny
gradient temperatur zasadniczo wptywa na prawid fowos¢ dalszego procesu odpreZania. W momencie rozpoczg cia
tego procesu zewnetrzne warstwy bloku osiagaja temperatury lezace ponizej zakresu temperatur migknigcia, za$
warstwy Srodkowe znajduja si¢ jeszcze w stanie ciektym iwykazujg si¢ temperaturami zreguly zawartymi
w interwale 400 + 500°C wyzszym od zakresu temperatur mi¢knigcia. Skutkiem tego ogrzana do gérnej tempera-
tury odprezania komora pieca odprezalniczego zostaje nagrzana cieplem zakumulowanym w bloku szkta po-
wy2ej tej gérnej temperatury odprezania iproces odpr¢zania nie zachodzi az do momentu wyréwnania sig
temperatur. Stwierdzono, ze od czasu wyréwnania sig temperatur zalezy ilo§¢ spekan w bloku, a takze warto§é
wspbtczynnika zatamania swiatla odprezanego szkla.

Celem wynalazku jest usunigcie tych wad, za$ zadaniem technicznym — opracowanie sposobu umozllwm]a—
cego otrzymanie szkta w blokach o minimalnej ilosci spegkan i stabilnych wartosciach wspdtczynnika zatamania
$wiatta.

Cel ten osiagnigto przez wylanie do formy porcji masy szklanej i natychmiastowe pokrycie swobodne]
powierzchni tej masy szklanej warstwa materiatu izolacyjnego, np. ziemi okrzemkowej, a nastgpnie przez ochto-
dzenie uzyskanego uk}adu do temperatur zblizonych do gérnej temperatury odprezania Tg, przy czym powierz-



2 75 887

chnie szk}a nie powinny wykazywac nizszych temperatur od Tg, za§ maksymalna temperatura wewnatrz szkla
nie powinna przekraczaé Tg + 300°C. Otrzymany blok poddaje si¢ nastgpaie procesowi odprezania. Dzigki temu
otrzymuje si¢ bloki o niewielkiej ilosci spgkan, dobrze podzielne i o ustabilizowanej wartosci ng.

Zastosowanie sposobu wed tug wynalazku przedstawiono ponizej na przyktadzie szkta optycznego o skta-

dzie:
Si0, . — 40,9% wagowych
As,03 — 0,4% wagowych
PbO - 51,3% wagowych
K,0. - 6,9% wagowych

Naz 0}

i 0 gérnej temperaturze odpre 2ania Tg = 445°C.

Szklo wylewa sie do formy w temperaturze 960°C i natychmiast powierzchni¢ swobodng tego szkta’
pokrywa si¢ warstwg izolacyjng o grubosci S0 mm, wykonang z ziemi okrzemkowej. Otrzymany uktad poddaje
si¢ chtodzeniu na wolnym powietrzu o temperaturze 25°C przez okres 1 godz. uzyskujac po tym czasie tempera-
ture pow1erzchm szkta réwng gornej temperaturze odprezania Tg, za$ maksymalng temperature wewngtrz szkta
réwng Tg + 125°C. Po tym okresie czasu otrzymany blok poddaje sig procesowi odprezania w piecu odpre2al-
niczym,

0,5% wagowych

Zastrzezenie patentowe

Sposéb chtodzenia blokéw szklanych, zwtaszcza szkta optycznego przez izolowanie powierzchni blokéw
materiatem izolacyjnym, znamienny tym, ze wylewa si¢ do formy porcj¢ masy szklanej i natychmiast pokrywa
si¢ jej swobodng powierzchni¢ warstwa materiatu izolujacego korzystnie ziemi okrzemkowe;j, a nastgpnie chtodzi
do temperatur zblizonych do gérnej temperatury odprgzania Tg, przy czym powierzchnie szkfa nie powinny
wykazywaé nizszych temperatur od Tg, za$ maksymalna temperatura wewnatrz szkla nie powinna przekraczaé
Tg + 300°C, a nast¢pnie otrzymany blok poddaje si¢ procesowi odpre zania.
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